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Staatsminister Dr. Wolfgang Heubisch besuchte Cluster

Wiirzburg-Gerbrunn. Am 25. Mai 2009 wurde
in der Geschéftsstelle des Cluster Nanotech-

nologie hoher Besuch erwartet: Bayerns
Wissenschaftsminister Dr. Wolfgang Heubisch
stattete dem Cluster einen Besuch ab, um sich
tiber die aktuelle Clusterarbeit zu informieren.
Clustersprecher Prof. Dr. Alfred Forchel
begriiBte den Minister, den Vorstand des
Nanonetz Bayern e. V., Mitglieder des Wissen-
schaftlichen Beirats, die IHK Mainfranken und
die Geschéftsstellenmitarbeiter.

Prof. Forchel prasentierte die Clusterarbeit mit
den Schwerpunkten Industrie-Forschung bzw.
Schulen-Hochschulen.  Minister Dr. Heubisch
zeigte sich Uberaus interessiert an der Arbeit und
sicherte die weitere Unterstitzung durch die
Staatsregierung zu. ,Es ist Uiberaus bemerkens-
wert, wie sich der noch junge Cluster Nanotech-
nologie in Bayern etabliert. Dafiir stehen auch die
sehr positiven  Evaluierungsergebnisse®,  so
Staatsminister Dr. Heubisch.

Danach demonstrierte Dr. Matthias Niichter in
einigen Experimenten die Mdglichkeiten des im
NanoShuttle integrierten Partikelmessgerats an
Hand der Bestimmung der Anzahl und GroRen-
verteilung der Nanopartikel in Kaffee. Dabei zei-
gen die verschiedenen Kaffeesorten und Zuberei-

tungen unterschiedliche Konzentrationen und
-verteilungen an Nanopartikeln. Ob an diese
bestimmte makroskopische Eigenschaften wie
der Geschmack gebunden sind, ist noch offen
und auch Gegenstand weiterer Untersuchun-
gen.

Des weiteren zeigte Dr. Jochen Seufert vom
Clusterpartner nanoplus Nanosystems and
Technologies GmbH einen Demonstrator zur
Messung von Kohlendioxid und Wasser in
Luft. Kernbestandteil dieses Geréats ist eine
nanostrukturierte Laserdiode, welche von der
Firma fir Applikationen in der Spurengasana-
Iytik hergestellt wird. Minister Dr. Heubisch
interessierte insbesondere die enge Verkniip-
fung von Forschung und Entwicklung, welche
u. a. in der engen Kooperation von Nanoplus
und der Universitat inren Ausdruck findet.

Zum Abschluss sah sich Minister Dr. Heubisch
das NanoShuttle an und informierte sich bei
Christoph Petschenka uber die Einsatzhaufig-
keit in den Schulen und tber Erfahrungen im
Cluster-Nachwuchsférderungsprogramm.
Dabei unterstrich der Wissenschaftsminister
die zukunftsweisende Arbeit des Clusters, in
dem junge Menschen fir die Naturwissen-
schaften interessiert werden.

Ausgabe 9 / September 2009

Inhalt

Neue Technologien fir die Na- 2
noproduktion - Systeme, Hand-

ling, Analysen:

Fachtagung vom 05.-06.10. 2009

an der Universitat Augsburg inkl.
Preisverleihung an die Gewinner

des Nano-Schulwettbewerbs 09

Neues aus Forschung 0
und Entwicklung:
Silberionenfreisetzung aus
Polymer/Silbernanokompositen

Firmenportrait: 4
Cotec GmbH
Aktuelle Meldungen 5
Terminvorschau / Auswahl
Veranstaltungsriickblick 6-
Nanotechnologie in 8-11
Bildung und Lehre
Termine Schulbesuche / 12
Impressum
aN0
- alelz

Bavarian Technology Lunch
im Rahmen des
NanoEurope Symposium 2009
vom 25.-26.11.2009
in Rapperswil / Schweiz

Weitere Informationen finden Sie
hier: www.nanoeurope.com




Seite 2

Einladung zur Fachtagung ,,Neue Technologien fiir die Nanoproduktion -
Systeme, Handling, Analysen“ vom 05. - 06.10.2009 an der Universitat Augsburg

Augsburg. Entscheidend fiir die weitere
Entwicklung der Nanotechnologie mit
ihrem weltweit prognostizierten Milliar-
den-Markt sind die Maschinensysteme,
Reaktoren und Analysengerate, die eine
industrielle Fertigung von Nanomateria-
lien, -schichten und -strukturen und de-
ren Qualitatssicherung erst erméglichen.

Die Fachtagung ,Neue Technologien fir die
Nanoproduktion — Systeme, Handling, Analy-
sen, die am 06. Oktober 2009 an der
Universitat Augsburg stattfindet, wird sich
diesem Thema widmen. Die Fachtagung ist
eine Kooperationsveranstaltung des Cluster
Nanotechnologie, der Universitat Augsburg,
dem Anwenderzentrum Material- und Um-
weltforschung (AMU) an der Universitat
Augsburg sowie der IHK Schwaben.

In wissenschaftlichen und anwendungsorien-
tierten Vortragen informieren hochkaratige
Referenten (ber neueste Entwicklungen
sowie Verfahrens- und Analysetechniken im
Bereich der Nanotechnologie.

Die Eroffnung der Fachtagung findet am
05.10.2009 ab 17:00 Uhr in einem feier-
lichen Rahmen statt. Auf dem Abend-
programm steht u. a. die Auszeichnung
der Sieger des diesjahrigen bayerischen
Schulwettbewerbs zur Nanotechnologie
durch Dr. Friedrich Wilhelm Rothenpieler,
Amtschef des Bayerischen Staatsministe-
riums fiir Wissenschaft, Forschung und
Kunst und durch Herrn Dr. Hubert Jéger,
Senior Vice President SGL Carbon GmbH,
Sponsor des Schulwettbewerbs. Insge-
samt 27 Einsendungen sind fir den Nano-
Schulwettbewerb eingegangen. Die zum Teil
Uberaus anspruchsvollen Beitrdge werden
den Juroren die Entscheidung nicht leicht
machen und so sind wir gespannt auf das
Ergebnis. Die Preistrdger werden ihre Bei-
trage im Rahmen der Er6ffnungsveranstal-
tung den Gasten prasentieren.

»Wissenschaftskommunikation im glaser-
nen Forscherlabor im Deutschen Muse-
um®, so lautet der Titel des Abendvor-
trages durch Prof. Dr. Wolfgang Heckl,
Generaldirektor des Deutschen Museums
in Miinchen.

Das Programm/Anmeldeunterlagen finden
Sie unter:www.nanoinitiative-bayern.de/
veranstaltungen.php?page=vorschau
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Wiissanachalt, Forschiung und K S

Der Cluster Nanotechnologie in Bayern sieht
einen Schwerpunkt seiner Aufgabe in der
engen Vernetzung von Forschung und Indus-
trie sowie der Unterstltzung eines raschen
Transfers von Forschungs- und Entwicklungs-
ergebnissen in die Anwendung

Fachausstellung im Rahmen der Fachtagung:

Interessierte Firmen und Institutionen mdch-
ten wir auf die Mdglichkeit hinweisen, ihr
Produktportfolio bzw. Dienstleistungen im
Rahmen der begleitenden Foyerausstellung
einem Fachpublikum vorzustellen und auf
diese Weise auch neue Kontakte zu knlpfen.
Fir die Aussteller stehen Tische und Poster-
wande sowie Elektroanschlisse zur Verfi-

gung.

Kontaktperson:
Sonja.Pfeuffer@nanoinitiative-bayern.de
Tel. 0931 /3598 - 6501
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Registrierung

BegriiBung

Prof. Dr. A. Wixforth, Universitét
Augsburg und Wissenschaftlicher
Beirat im Cluster Nanotechnologie

Freiprogrammierbares Lab-on-Chip
System zur Einzelpartikelverarbei-
tung fiir Anwendungen in der Nano-
medizin

Dr. S. Thalhammer

Helmholtz Zentrum Miinchen

Die Grenzen der eigenen Moglich-
keiten - Warum Technologietransfer
fiir Firmen wichtig ist -

Dr. W. Biegel, Anwenderzentrum
Material- und Umweltforschung
(AMU) Augsburg

Neue Wege bei der Herstellung
fortschrittlicher kristalliner und
Diinnschicht-Solarzellen durch
Nanotechnologie

Dr. W. Hoffmann, CTO

Applied Materials GmbH & Co. KG,
Alzenau

Kaffeepause

Detektion und Analyse von
Nanomaterialien mit Hilfe von
hochauflosenden Mikroskopen
Dr. A. Pfeifer

Carl Zeiss NTS GmbH, Oberkochen

Flammenbeschichtung als moderne
Form der Oberflaichenfunktionalisie-
rung

Dr. N. Eckhardt, Ch. Tiller

SURA Instruments GmbH, Jena

Gemeinsames Mittagessen

Neues Zerkleinerungsverfahren -
Potentiale f. die Nanotechnologie?
Prof. Dr. M. Miiller/Dipl.-Ing. R. Hanisch
Krause Maschinenbau GmbH
Ostermiinchen

Nanoschichten zur Modifikation von
Grenzflachen

A. Schwender, COTEC GmbH,
Karlstein

Trajektorien von Nanomaterialien
Prof. Dr. A. Reller, Universitét Augsburg
Lehrstuhl fiir Festkdrperchemie

Schlusswort und Ende der
Veranstaltung



Neues aus Forschung und Entwicklung:
Silberionenfreisetzung aus Polymer/Silbernanokompositen

Die antimikrobiellen Eigenschaften von
Silber sind seit langem bekannt. Diese fiir
Polymerwerkstoffe nutzbar zu machen,
ist das Ziel von Entwicklungen, die in den
letzten Jahren an Dynamik gewonnen
haben. Uber Anwendungen in der medizi-
nischen Versorgung hinaus sind bei-
spielsweise Hygieneartikel, Hauhaltsgera-
te sowie Arbeitsschutz- und Sportklei-
dung Bereiche groReren wirtschaftlichen
Interesses.

Die antimikrobiell wirksamen Spezies sind
Silberionen, die mit den Bakterien wechsel-
wirken und deren Stoffwechsel stéren. Des-
halb hangt die Wirksamkeit des Silbers da-
von ab, wie viele lonen an die Oberflache
des auszuriistenden Gegenstands diffundie-
ren konnen. Die quantitative Bestimmung
der Freisetzung von Silberionen aus ver-
schiedenen polymeren Werkstoffen in unter-
schiedliche Medien ist daher eine Grundlage
fur die Abschatzung der Wirksamkeit einer
antimikrobiellen Ausristung und somit eine
wertvolle Methode fiir die effektive Produkt-
entwicklung. Eine der speziellen Anwendung
angepasste endgiiltige Prifung muss jedoch
auf mikrobiologischem Wege erfolgen.

Am Lehrstuhl flir Polymerwerkstoffe der
Friedrich-Alexander-Universitdt ~ Erlangen-
Nlrnberg wurde eine Apparatur zur Mes-
sung von Silberionen aufgebaut, die auf der
Methode der inversen Voltametrie beruht.
Den prinzipiellen Aufbau zeigt die Abb.1.

Gegenelektrode Referenzelektrode

Arbeitselektrode

Abb. 1: Messprinzip der inversen Voltammetrie

Die Arbeitselektrode besteht aus Glaskoh-
lenstoff, eine Silber/Silberchlorid (Ag/AgCl)
Elektrode dient als Referenz, und als Gegen-
elektrode wird Platin verwendet. Diese elek-

trochemische Zelle wird Uber einen Poten-
tiostaten gesteuert. Das Verfahren besitzt
eine hohe Auflésung und Genauigkeit. Es
findet am Lehrstuhl fir eigene Forschungs-
aufgaben und Auftragsarbeiten Verwendung.
Eine Liste von entsprechenden Veroffentli-
chungen kann iber die untenstehende Kon-
taktanschrift angefordert werden.

Ein Beispiel aus den vielfaltigen Forschungs-
arbeiten des Lehrstuhls auf dem Sektor anti-
mikrobieller Polymerer ist im Folgenden kurz
dargestellt. Da die Generierung von Silber-
ionen unter der Einwirkung von Wasser an
der Oberflache der Silberteilchen stattfindet,
sollte eine Erhéhung ihrer spezifischen Ober-
flaiche zu einer Zunahme der Konzentration
fihren. Ein Weg dahin ist die Herstellung
maglichst kleiner Partikel. Am Lehrstuhl wur-
de deshalb ein Verfahren entwickelt, mit dem
es moglich ist, Silbernanopartikel in-situ in
Polymerschmelzen zu erzeugen. Die Abb. 2
zeigt elektronenmikroskopische Aufnahmen
von Silberteilchen in Polyamid 6 und Polya-
mid 12. Beide Polymere enthalten Partikel im
Bereich von etwa 20 nm Durchmesser, die
gut dispergiert sind. Die Freisetzung von Sil-
berionen ist deutlich groer als im Falle einer
vergleichbaren Konzentration von Silberteil-
chen im Bereich von Mikrometern.

Abb. 2 Elektronenmikroskopische Aufnahmen
von 1,5 Gew. % Nanosilber in Polyamid 6 (links)

Dieses Verfahren der Erzeugung von Silber-
nanopartikeln ist auch auf andere polymere
Werkstoffe zu (ibertragen. Die Abb. 3 zeigt
den Effekt der spezifischen Oberflache auf
die Freisetzung von Silberionen am Beispiel
von silbergefillltem Polymethylmethacrylat.
Aufgetragen ist die Konzentration der freige-
setzten lonen in Milligramm pro Liter Auslage-
rungsmedium, bezogen auf die Flache des
Priifkérpers, als Funktion der Auslagerungs-
zeit. 0.1 Gew. % des in-situ erzeugten Nano-

silbers setzt eine ahnliche Menge an lonen
frei wie 4 Gew. % eines Mikrosilberpulvers.
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2 Gew. % Nanosilber zeigen eine rund zehn-
fache Freisetzung im Vgl. zu 0.1 Gew. %.
Ein Gleichgewichtswert ist selbst nach
18 Tagen Auslagerungszeit noch nicht er-
reicht. Weiterflihrende Informationen sind
unter anderem der unten zitierten Verdffent-
lichung zu entnehmen.

Gew.%
0.035—8—0.1 Nano-Ag
—#— 0.2 Nano-Ag
0.030 {—=— 0.5 Nano-Ag
—B— 2.0 Nano-Ag
0.025-|—8—4.0 Ag-Pulver

1

Ag'-Konzentration / mg I cm™

0.020
0.015

0.005-

gy

0.000
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Auslagerungszeit / Tage

T T T
0o 2 4

Abb. 3: Silberionenfreisetzung aus Polymethyl -
methacrylat /Silber Kompositen

Die Beispiele zeigen auf der einen Seite,
dass mit der inversen Voltametrie eine effek-
tive Methode zur Bestimmung der Silberfrei-
setzung aus Polymer/Silber Kompositen zur
Verfugung steht. Auf der anderen Seite sind
Verfahren entwickelt, Silbernanopartikel in
Polymerwerkstoffen zu erzeugen, die erwar-
tungsgemal zu einer hohen lonenfreiset-
zung im Vergleich zu Mikropartikeln fiihren.

Literatur:
C. Damm, Polymer & Polymer Composites,
13, 649-655 (2005)

Kontaktadresse:

Lehrstuhl fiir Polymerwerkstoffe
Friedrich-Alexander-Universitat
Erlangen-Nurnberg

Martensstr. 7

91058 Erlangen

Tel.: 09131 8527604

Fax: 09131 8528321

E-mail:
helmut.muenstedt@ww.uni-erlangen.de
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COTEC® Materials | Vacuum | Coating
Grenzflachenmodifikation durch Nanotechnologie

Cotec GmbH ist ein mittelstandiges Un-
ternehmen mit eigenem F&E-Bereich und
eigenen Fertigungsstatten. Durch lang-
jahrige Erfahrung in Wissenschaft und
Praxis und durch die intensive Kooperati-
on mit Forschungseinrichtungen wird die
parallele Entwicklung von Technologie
und Qualitat auf einem speziellen Gebiet
der Diinnschichttechnologie vorangetrie-
ben. Cotec GmbH ist dabei ein aktiver
Partner von der Idee, iiber die Entwick-
lung bis hin zum Produktionsprozess.

Die Firma Cotec GmbH entwickelt und ver-
treibt seit 1997 Systeme, Prozesse, Materia-
lien sowie Ersatz- und VerschleiRteile fiir
PVD- & CVD-Dinnschicht- und Sputteran-
wendungen. Die bei diesen Applikationen
erzielten Schichtdicken liegen im zwei- bis
dreistelligen Nanometerbereich.

Die Cotec-Produktpalette umfasst Beschich-
tungsmaterialien wie Oxide, Fluoride, Metal-
le, Sonder- und Mischsubstanzen, Komplett-
[6sungen und Verbrauchsteile fir Elektro-
nenstrahl- und thermische Verdampfer,
APS- und lonenquellen, Tiegel, Schiffchen,
Kathoden, Kalottensegmente und Schwing-
quarze. Cotec liefert des weiteren Wolfram-
wendeln, Alucoils und Sputtertargets aus
verschiedenen Metallen, die, wie alle Materi-
alien, eine definierte Reinheit besitzen. Mit
diesen Stoffen lassen sich hochspezielle,
optisch  wirksame, nanometergenaue
Schichten herstellen. Vor der Auslieferung
werden alle Cotec-Materialien getestet und
erhalten ein Materialzertifikat. Fiir Anwen-
dungen im Labor und im Monitoring der
Produktionsprozesse bietet die Fa. Cotec
GmbH speziell entwickelte Abriebtester und
Kontaktwinkelmessgerate an.

,Easy-to-clean”: Eine spezielle, nur we-
nige Nanometer diinne Schutzschicht
schiitzt gegen mechanische Beanspru-
chung, und chemische Verunreinigun-
gen.

Die herausragenden hydrophoben und ole-
ophoben Eigenschaften von DURALONUltre-
Tec beruhen dabei auf der direkten chemi-
schen Bindung zwischen Substratoberflache
und Coatingmaterial. So wird eine dauerhaft
leicht zu reinigende Oberflache erzeugt, die

AulBenansicht der Fa. Cotec GmbH, Karlstein

auf nahezu alle Produkte aufgebracht werden
kann.

Die besonderen Eigenschaften von DURA-
LONuraTec hewirken sowohl einen verbesser-
ten Wasserabperleffekt, als auch einen spe-
ziellen Schutz gegen Fingerabdriicke, O,
Schmutz und andere Umwelteinfliisse. Durch
das nur wenige Nanometer dinne 3D
Schichtsystem und die optische Neutralitat
ergibt sich ein weites Anwendungsspektrum
fir zahlreiche Produkte aus der Fein- und
Brillenoptik. Selbstverstandlich werden auch
Produkte anderer Branchen mit DURA-
LONuiraTec veredelt, so z. B. Produkte der
Automobil- und Kunststoffindustrie, der Medi-
zin- und Displaytechnik, sowie Highend- Kon-
sumgiter.

Die Kombination des ultrahydrophobem und
olabweisendem Beschichtungsmaterial DU-
RALONuiraTec ynd HCS-Anlagen (Hydropho-
bic Coating System) bietet eine dauerhafte
,easy-to-clean“ Beschichtung. Der Effekt
bleibt Uber die gesamte Lebensdauer des
Produktes erhalten. Die Beschichtungssyste-
me werden als Einkammergerate oder als
Durchlaufsysteme  geliefert und kdénnen in
jeden Fertigungsablauf integriert werden.

Hauptarbeitsgebiete:

e Aufdampfmaterialien fiir PVD- & CVD-
Prozesse (Physical / Chemical Vapour
Deposition)

e ,Easy to clean® Beschichtungen mit
Dura|0nU|traTeC_

e Verdampferquellen und entsprechende
Teile (PVD und CVD).

e Sputtertargets, Filamente und Coils zur
Metallisierung.

e HCS- (Hydrophobic Coating Systems) -
Beschichtungsanlagen.

¢ Qualitatssicherungs- und Monitoring-
systeme.

Kontakt:

Cotec GmbH

Materials | Vacuum | Coating
Frankenstrafte 19

63791 Karlstein

Deutschland

Telefon +49 (0) 6188 994 62 0

Fax +49 (0) 6188 994 62 62
Email  sales@cotec-gmbh.com
Web www.cotec-gmbh.com
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Aktuelle Meldungen:

Wechsel in der Assistenz der Geschaftsstellenleitung

Seit 15.06.2009 verstarkt Claudia Betzel das Geschafts-
stellenteam. Sie ist schwerpunktmaRig zustandig fiir den
Schulbereich und die Finanzen.

Frau Betzel ist Ihr Ansprechpartner fiir die Organisation
von Lehrerfortbildungen und fiir Schulbesuche mit dem
Nano-Shuttle. Wie Sie sehen, ist die Terminplanung fiir
das neue Schuljahr 2009/2010 bereits voll im Gange. Die
Schulbesuchstermine fiir 2009 finden Sie auf Seite 12.
Wir freuen uns, Frau Betzel im Cluster-Team begriilten zu
durfen und wiinschen lhr fur die Tatigkeit viel Spaf!

Clustergeschaftsflhrer zu Besuch in Brussel

Die Geschaftsfihrer der Bayerischen Cluster weilten am 15.07.09 zu einem Arbeits- und Infor-
mationsbesuch in der Vertretung des Freistaates Bayern bei der EU in Brlssel. Neben der
Vorstellung der Arbeit der Bayerischen Vertretung durch deren Leiterin Frau H. Piwernetz
standen Préasentationen mehrerer Vertreter offizieller EU-Gremien auf dem Programm.
Im Mittelpunkt standen vor allem Informationen zur Beteiligung von klein- und mittelstandigen
Unternehmen am 7. Forschungsrahmenprogramm der EU und die Vorbereitung des 8. FRP.
Wichtig und aufschlussreich fiir die Clusterarbeit war vor allem der Vortrag von Dr. R. Blscher,
Leiter des Referates ,Unterstiitzung fiir Innovation” der Generaldirektion Unternehmen. Dabei
ging es vorrangig um die Einschatzung der Clusterarbeit durch die EU und um die Formulie-
rung von Qualitatskriterien fiir Cluster.

Ein Besuch mit kurzer Fihrung im Europdischen Parlament rundete das informative Besuchs-
programm ab.

Bayern fhrt Innovationsgutschein ein

Das Bayerische Staatsministerium fur Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie
vergibt ab sofort sogenannte Innovationsgutscheine fiir kleine Unternehmen und Handwerks-
betriebe in Bayern. Innovationsgutscheine sollen die Planung, Entwicklung und Umsetzung
neuer Produkte, Produktionsverfahren oder Dienstleistungen bzw. eine wesentliche Verbesse-
rung bestehender Produkte, Produktionsverfahren und Dienstleistungen unterstitzen.

Der Innovationsgutschein reduziert die Kosten von Forschungs- und Entwicklungstatigkeiten
von Instituten und Unternehmen auf 50 %. Die forderfahigen Projektkosten sind begrenzt auf
15.000 €. Gefordert werden Dienstleistungen, um innovative Produkte oder Produktionsver-
fahren zur Markt- bzw. Fertigungsreife zu bringen. Dazu gehéren zum Beispiel Konstruktions-
leistungen, Prototypenbau, Produkttest, Umweltvertraglichkeit, Design, Designstudien, Tatig-
keiten der Vorentwicklung wie Technologie- und Marktrecherchen, Werkstoff-, Design- oder
Marktzugangsstudien (auch Distribution, Vertrieb).

Antragsberechtigt sind kleine Unternehmen und Handwerksbetriebe der gewerblichen Wirt-
schaft oder der Freien Berufe, die ihren Sitz in Bayern haben, sowie Existenzgriinder, die in
Bayern griinden werden. Als kleine Unternehmen gelten Unternehmen mit weniger als 50
Beschaftigten (Vollzeitaquivalente) und einem Vorjahresumsatz beziehungsweise einer Vor-
jahresbilanzsumme von héchstens 10 Millionen Euro.

Weitere Informationen finden Sie unter www.innovationsgutschein-bayern.de

Fir Fragen zu den Modalitaten und weiteren Moglichkeiten der Forschungsforderung steht
Ihnen auch das Team der Geschaftsstelle der Nanoinitiative Bayern GmbH zur Verfligung.
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Terminvorschau /
Auswabhl

05.-06.10.2009

Fachtagung ,Neue Technologien flir die
Nanoproduktion -

Systeme, Handling, Analysen*

in Kooperation mit der

Universitat Augsburg, dem Anwenderzen-
trum Material- und Umweltforschung (AMU)
und der IHK Schwaben inkl.

Preisverleihung des Nano-
Schulwettbewerbs 2009

06.-08.10.2009

Messe Rusnanotech 2009, Moskau
Gemeinschaftsstand des

Cluster Nanotechnologie auf der German
Area

16.10.2009

,Nano & Composite*

Clustermeeting in Kooperation mit dem
Carbon Composites e. V., Augsburg

05.11.2009

,Nanotechnologie fiir die Holz—

und Papierindustrie®

Clustermeeting in Kooperation mit der
IHK Wiirzburg-Schweinfurt

Fa. Simon Méhringer Anlagenbau GmbH,
Wiesentheid

25.-26.11.2009

NanoEurope Symposium 2009
Rapperswil, Schweiz

in Kooperation mit dem Cluster
Nanotechnologie

,Bavarian Technology Lunch*im Rahmen
des NanoEurope Symposium 2009
Weitere Informationen unter
www.nanoeurope.com

03.12.2009

,Nanosilber- Herstellung, Charakterisierung
und Anwendung*® in Kooperation mit dem
Excellenzcluster ,Engineering of Advanced
Materials“ Erlangen

Aktuelle Informationen zu
Veranstaltungen unter:
www.nanoinitiative-bayern.de
Kontakt:

Dr. Matthias Niichter / Sonja Pfeuffer
Tel. 0931/ 3598 - 6501
Sonja.Pfeuffer@nanoinitiative-bayern.de
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Veranstaltungsriickblick: ACHEMA 2009 vermittelt Aufbruchstimmung.
Zufriedene Gesichter am Ende des Weltgipfels der chemischen Technik

Gemeinschaftsstand des Cluster Nanotechnologie auf der ACHEMA 2009

Frankfurt/Main - Alle drei Jahre stellt
Frankfurt am Main den Treffpunkt von
Ingenieuren, Planern und Anlagenbau-
ern aus aller Welt dar und prasentiert
vom Ventil bis zur kompletten Produkti-
onsanlage die neuesten Entwicklungen
fiir die chemische und petrochemische
Industrie, die Pharma- und Lebensmit-
teltechnik und verwandte Branchen.

Das Fazit der ACHEMA 2009 ist ausge-
sprochen positiv. Mehr als 173.000 Besu-
cher aus der ganzen Welt besuchten an
finf Tagen die 3.767 Aussteller aus Fir-
men, Instituten und Forschungseinrichtun-
gen, die auf 134.000 gm in den Hallen des
Messegeléndes ihre Neuentwicklungen und
Prozessinnovationen vorstellten.

Vom Dichtungsring bis zum vollstdndigen
Raffineriekonzept war alles zu finden, was
Entwicklungsingenieure und Anlagenplaner
brauchen. Dabei war die 29. ACHEMA
sowohl von Aussteller- als auch Besucher-
seite internationaler als je zuvor: 46,6 %
der Aussteller und 28 % der Besucher ka-
men aus dem Ausland. Mehr und mehr
entwickelt sich die ACHEMA dabei auch zu
einer High-Tech-Messe bei der neue Tech-
nologiefelder wie Life Science und Nano-
technologie eine stetig wachsende Rolle
einnehmen.

Der Cluster Nanotechnologie war in diesem
Jahr erstmals auf der ACHEMA vertreten
und konnte im Rahmen des Gemeinschafts-
standes der Bayerischen Universitaten eine
kleine Ausstellergemeinschaft aus Mitglie-
dern des Nanonetz Bayern e. V. prasentie-
ren. Die Firmen COTEC GmbH, Irlbacher
Blickpunkt Glas GmbH und NanoScape AG
stellten gemeinsam mit der Nanoinitiative
Bayern GmbH aus. Dabei konnte das neue
Konzept der fast vollstdndigen Vertretung
der Firmen durch Mitarbeiter des Cluster
realisiert werden.

Die Knlpfung von Kontakte zu Interessen-
ten fir die jeweiligen Firmen wird durch die
Standbetreuer der Nanoinitiative Bayern
GmbH Ubernommen, welche die Kontakte
sammelt und nach Messeende geschlossen
an die Firmen weiterreicht. Dazu ist es not-
wendig, dass die Firmen bereits im Vorfeld
intensiv mit dem Cluster zusammenarbeiten
und dass den Standbetreuern die wesentli-
chen Inhalte der Partnerprasentation ver-
traut sind. An fiinf sehr intensiven Messeta-
gen konnten so Uber 250 Kontakte fir die
Firmen und den Cluster Nanotechnologie
geknlpft werden, was die ACHEMA 2009 zu
einer der erfolgreichsten Messe fir den
Cluster machte. Unter anderen wurden Ge-
sprache mit potentiellen Partnern aus der
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japanischen Prafektur Fukuoka gefiihrt, mit
dem Ziel im Rahmen eines Projekts zum
Forschungsmarketing deutsche und japani-
sche Partner aus Forschung und Entwicklung
zusammen zu bringen.

Erstmals konnte direkt auf einer Messe Netz-
werkarbeit betrieben werden, in dem bereits
wahrend der Ausstellung durch den Cluster
Kontakte zwischen Partnern hergestellt wur-
den.

Messeplanung des Cluster
Nanotechnologie fur 2010:

Auch fir 2010 plant der Cluster die Teilnah-
me an nationalen und internationalen Leit-
messen in Form von Gemeinschaftsstanden.
Folgende Messen stehen derzeit im Fokus
der Planung:

NanoTech 2010
Tokio / Japan, 17.02. - 19.02.2010
Gemeinschaftsstand BMWi

ANALYTICA 2010
Miinchen, 23.03. - 26.03.2010
Gemeinschaftsstand Bayern Innovativ

HANNOVER MESSE 2010
Hannover, 19.04.— 23.04.2010
Gemeinschaftsstand Bayern Innovativ

POWTECH 2010
Nirnberg, 27.04. - 29.04.2010

SENSOR + TEST 2010
Nirnberg, 18.05. - 20.05.2010
Gemeinschaftsstand Bayern Innovativ

RUSNANOTECH 2010
Moskau / Russland, Oktober 2010
Gemeinschaftsstand BMBF

Die Teilnahme an den Messen im Ausland ist
abhéngig von der erfolgreichen Einwerbung
von Fordermitteln und kann erst nach deren
Gewahrung definitiv festgelegt werden.
Auskunft zu Konditionen und Teilnahmebe-
dingungen erteilen Dr. Matthias Nuchter
(matthias.nuechter@nanoinitiative-bayern.de)
oder Sonja Pfeuffer (sonja.pfeuffer@nano-
initiative-bayern.de).
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Veranstaltungsriickblick: Cluster Nanotechnologie auf dem Clusterkongress
der Bayerischen Staatsregierung in Nirnberg

Niirnberg. Auf dem Kongress des Bayeri-
schen Wirtschaftsministeriums diskutie-
ren am 22.07.2009 in Niirnberg rund 1.500
Teilnehmer und hochkarétige Referenten
liber die Vorteile und Erfolge der Cluster.
»Die groRartige Resonanz zeigt, dass das
Interesse der Wirtschaft an der Cluster-
Offensive unverandert hoch ist, gerade
auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten.
Um aus den aktuellen Turbulenzen he-
rauszukommen, brauchen wir neben al-
lem Krisenmanagement weiterhin eine
konsequente Innovationspolitik”, erklarte
Bayerns Wirtschaftsminister Martin Zeil.

Am Cluster-Kongress nahmen mehr als
1.000 Wirtschaftsvertreter teil. Zeil: ,Diese
hohe Prasenz verdeutlicht, dass die Cluster
drei Jahre nach ihrem Start zu wichtigen
Partnern der mittelstdndischen Betriebe
geworden sind. Sie vernetzen vor allem den
Mittelstand mit anderen Unternehmen,
Fachkraften und Forschungseinrichtungen.
Die Cluster helfen kleineren Unternehmen
mit zahlreichen Erleichterungen dabei, inno-
vative Produkte erfolgreich auf den Markt zu
bringen.

Die Cluster hatten mittlerweile eine erhebli-
che Breitenwirkung in der bayerischen Un-

Ministerbesuch am Stand des Cluster Nanotechnologie auf dem Clusterkongress in Niirberg. Auf dem
Bild (v. I n. r.): Prof. Dr.-Ing. Josef Nassauer/Bayern Innovativ GmbH, Staatsminister Dr. Wolfgang
Heubisch, Staatsminister Dr. Martin Zeil, Dr. Matthias Niichter (Nanoinitiative Bayern GmbH)

ternehmenslandschaft erreicht. Uber zwei
Drittel der beteiligten Unternehmen seien
Mittelstandler.

Der Cluster Nanotechnologie war mit acht
Partnern in Form eines Gemeinschafts-
stands im Rahmen der Clusterausstellung
prasent. Dabei waren neben klein- und mit-
telstandigen Industriepartnern auch Wissen-
schaftlernetzwerke (NIM Minchen, BZKG
Bayreuth) aus der Nanotechnologie anwe-
send, was der strategischen Ausrichtung
der Clusterarbeit entspricht und den engen

Zusammenhang zwischen Forschung und
Produktion gerade auf dem Gebiet der Nano-
technologie verdeutlicht. Beim Besuch der
Staatsminister Heubisch und Zeil konnten
sowohl beteiligte Firmen ihre Exponate de-
monstrieren, als auch der Cluster selbst eine
Einflihrung in bereits genutzte Mdglichkeiten
der Nanotechnologie geben. Ubereinstim-
mend aulerten alle Beteiligten ein hohe
Zufriedenheit Uber die Resonanz auf die Pra-
sentationen und die Vielzahl neuer Kontakte.

Clustermeeting ,,Nanotechnologie und Werkstoff Glas“ in Bayreuth

Bayreuth. Seit Jahrtausenden ist Glas ein
geschétztes Material, das sich durch Tem-
peraturbesténdigkeit, chemische Inertheit,
Verformbarkeit und groRe Nutzungsbreite
auszeichnet. In den letzten Jahren haben
sich deshalb auch immer neue Anwendungs-
bereiche und verbesserte Gebrauchswertei-
genschaften fir bereits vorhandene Produkte
aus Glas ergeben. Beispielhaft seien hier die
Entwicklungen von LCD- bzw. Plasma-
bildschirmen genannt, die in wenigen Jahren
die klassischen Réhrengerate fast vollstandig
verdrangt haben.

Das in Kooperation mit der Universitat Bay-
reuth organisierte Clustermeeting informierte
anhand von aktuellen Beispielen aus For-
schung und Entwicklung Gber neue Einsatz-
maglichkeiten, die durch die Nanotechnologie
fir den Werkstoff Glas erdffnet werden. Frau
Prof. M. Willert-Porada, Lehrstuhl fir Werk-
stoffverarbeitung der Universitat Bayreuth
erbffnete das Meeting mit einer Prasentation

zu Herstellungsverfahren fir funktionelle
Nanoschichten auf Glas: Von der Einzel-
schicht zum Schichtsystem®. In drei Vortra-
gen von Firmenpartnern des Clusters zur
Nutzung von Nanostrukturen bzw. Nano-
schichten wurden konkrete Anwendungsbei-
spiele aus dem industriellen Bereich darge-
stellt. Der Vortrag ,Funktionelle Nano-
Farbschichten auf Glas: Herstellung und
Anwendungen® von Herrn Dr. R. Domnick,
Ara-Coatings GmbH & Co. KG, Erlangen
sowie die Prasentation ,Selbstreinigende
Beschichtung auf Flachglas® von  Hermn
Dr. Hans-Eckhard Leitl, Pilkington Deutsch-
land AG, Weiherhammer widmeten sich aus
unterschiedlichen Sichtweisen der Funktio-
nalisierung von Oberflachen. Dabei wurde
deutlich, dass die Herstellung von Flachglas
mit einer nanoskaligen Beschichtung von
Titandioxid bereits ein grofitechnisches
Produkt ist, wahrend die Herstellung von
Schichten, welche ihre Farbigkeit aus Inter-

ferenz- und Reflexionsphdnomenen bezie-
hen derzeit noch eher eine Nischentechnolo-
gie darstellt. In einem weiteren Vortrag wur-
de von Herrn Dr. B. Kraska, VitraBio GmbH,
Steinach, die vielseitigen Anwendungen
nanopordse Glaser diskutiert. Diese reichen
von Anti-sense Nucleotiden, tber die Zahn-
heilkunde bis zur Katalyse. Seit kurzem ist es
maglich, diese Materialien nicht nur als Gra-
nulat einzusetzen, sondern auch definierte
Formkorper zu fertigen, was neue Applikatio-
nen fiir die nanopordsen Glaser in der Sen-
sorik und Stofftrennung ermdglicht.

Die Uber dreiBig Anwesenden waren sich in
den Diskussionen und Pausengesprachen
einig, dass in Verbindung mit der Nanotech-
nologie fir den eher traditionellen Werkstoff
Glas ein weiterer Entwicklungsschub zu
erwarten ist, welcher neue Anwendungsfel-
der erdffnen wird.
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Nanotechnologie in Bildung und Lehre: Bayerische Sparkassenstiftung
sponsert neues Konfokalmikroskop fur die Nachwuchsforderung

Konfokales Mikroskop mit Steuergeréten

Im Rahmen eines Forderantrags bei der
Sparkassenstiftung  Bayern konnte  der
Cluster Nanotechnologie die Mittel fir die
Anschaffung eines konfokalen Mikroskops
einwerben. Das System DCM-3D der Firma
Leica Deutschland GmbH steht dem Cluster
seit August zur Verfigung und wird derzeit
auch im Rahmen einer studentischen Prakti-
kumsarbeit erprobt.

Mit Beginn des neuen Schuljahres wird das
Mikroskopsystem als Ergéanzung und Erwei-
terung der Ausriistung des NanoShuttle das
Programm der Schulbesuche wesentlich
bereichern. Es ist dann mdglich, drei Schul-
stunden mit den experimentellen Méglichkei-
ten des NanoShuttles zu gestalten und insbe-
sondere auf die Mdglichkeiten der bildgeben-
den Analytik gezielt einzugehen. Das neue
System ordnet sich von seinem optischen
Auflésungsvermdgen zwischen die bereits
vorhandenen Gerate Lichtmikroskop (mit
Partikelmessgerat) und Rasterkraftmikros-
kop AFM/STM ein und stellt sowohl fir die
didaktische als auch die wissenschaftliche
Seite der Clusterarbeit einen wesentlichen
Fortschritt dar. Da mit kirzeren Messzeiten
als beim AFM und hoherer Auflésung im
Vergleich zum Lichtmikroskop gearbeitet
werden kann, kdnnen auch direkt im Unter-
richt hergestellte Proben aus Physik, Chemie

und Biologie bis in den Nanometerbereich
vermessen werden.

Es ergeben sich véllig neue Einsichten in die
Nanowelt, welchen Schilerlnnen und Lehre-
rinnen bis dato nicht zuganglich waren.

Der Cluster Nanotechnologie dankt hier-
mit der bayerischen Sparkassenstiftung
und der Sparkasse Mainfranken fiir die
groRziigige Spende!
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Termine des Schul- und
Hochschulprogramms im
2. Halbjahr 2009

17.09.2009
Lehrerfortbildung fiir
Seminarlehrkrafte in Chemie
an der Akademie Dillingen

25.09.2009

Lehrer-Workshop beim Lehrer-Kongress
~EduNetwork 2009*

an der Universitat Saarbriicken

05.10.2009
Preisverleihung an die Landessieger
des Nano-Schulwettbewerbs 2009

14.10.2009
Nano-Lehrerfortbildung
an der Universitat Wirzburg

Die aktuellen Termine flir die Schulbesuche
mit NanoShuttle finden Sie auf Seite 12.

Aktuelle Informationen zu
Veranstaltungen unter:
www.nanoinitiative-bayern.de

Kontakt:
Christoph Petschenka / Claudia Betzel
Tel. 0931/3598 — 7280
Claudia.Betzel@nanoinitiative-bayern.de
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Kinder- und Jugendakademie Saaletal vom Schulprogramm begeistert

Bad Kissingen. Am 20.06.2009 lud die
Kinder- und Jugendakademie (KJA)
Saaletal das NanoShuttle fiir Kinder im
Alter von 6 bis 13 Jahren in die Anton-
Kliegel-Grundschule in Bad Kissingen
ein. Dem Aufruf ,Willkommen in der
Zwergenwelt“ des Clusters Nanotechno-
logie folgten insgesamt 25 Kinder, die
von den Referenten Micha StrauB und
Alexander Huggenberger, beide Dokto-
randen an der Technischen Physik der
Uni Wiirzburg, auf eine spannende Reise
in die Nanowelt mitgenommen wurden.

Mittels eines Experimentes zur Loslichkeit
von Zucker mit verschiedenen KorngréRen
wurde den Kindern veranschaulicht, dass
es nicht nur auf das Material, sondern auch
auf die GroRe eines Stoffes ankommt.
Nanoeffekte im Alltag lernten die Kinder
anhand wasserabweisender oder selbst-
haftender Textilien und ruBbeschichteter
Glastrager kennen. Vor allem das spieleri-
sche Kennenlernen des Lotos-Effekts mit
selbst durchgefilhrten Experimenten weckte
die Begeisterung der Kinder.

GroRe Faszination Ubte das mitgebrachte
Rasterkraftmikroskop aus, mit dem die

Oberflachenstruktur einer CD sichtbar ge-
macht wurde. Die alteren Kinder zeigten sich
sehr interessiert an der Vision eines Welt-
raumaufzugs, der mit Hilfe eines Seils aus
Kohlenstoff-Nanoréhrchen gebaut werden
kénnte.

Insgesamt fiel die Resonanz auf die Veran-
staltung durchwegs positiv aus, was maBgeb-
lich auch in der hervorragenden Organisation
durch Frau Brigitte Schafer, der Leiterin der
KJA Saaletal, begriindet war.

Alexander Huggenberger vom NanoShuttle-Team demonstriert die Oberflachenstruktur einer CD an-

hand des AFM

Cluster beim Tag der offenen Tiir in der Fakultat fiir Chemie und Pharmazie

der Uni Wiirzburg dabei

Wiirzburg. Auch in diesem Jahr lud die
Chemie der Uni Wiirzburg wieder zum
Tag der offenen Tiir ein. Andreas Heger
und Michael Vélker vom Schulteam des
Clusters beteiligten sich mit Vorfiihrun-
gen und Experimenten zum Ausprobie-
ren, die sonst nur im Schulprogramm ent-

halten sind. Die Geschaftsfiihrerin der §

Fakultit Frau Stefanie Rehm hatte das
NanoShuttle eingeladen.

Und so konnten die Besucher das Raster-
kraftmikroskop und das Partikelmessgerat in
Aktion sehen und sogar selbst einmal bedie-
nen. Die umfangreiche Palette der Experi-
mente mit diesen Geraten, wasserabweisen-
den Stoffproben, Ferrofluid oder nanostruk-
turierten ,Gecko“-Stoffen bot einen Quer-
schnitt, der flir Jung und Alt gleichermalen
interessant war. Denn von Kindern bis zu

Professoren, die selbst Rasterkraftmikrosko-
pe entwickelt haben, war das Publikum breit
gefachert. Besucher kamen z. B. aus Hass-
furt, andere aus Hessen, um die Uni Wiirz-
burg kennenzulernen. Die Neuankémmlinge
zeigten sich beeindruckt von dem bunten
Querschnitt aus Nanotechnologie, der ihnen
prasentiert wurde.

Fiir die Besucher gab es an verschiede-
nen Standen Informationen, Experimente
zum Zuschauen oder Ausprobieren, und
nicht zu vergessen die ,Feuerwerks-
Vorlesung“ von Professor Tacke.
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Hohes Interesse bei der Nano-Lehrerfortbildung an der Uni Bayreuth

Bayreuth. Physik-, Chemie- und Biologie-
lehrerlnnen aus Oberfranken und anderen
Regierungsbezirken nahmen mit hohem
Interesse an einer weiteren Lehrerforthil-
dung des Cluster Nanotechnologie an der
Fakultdt fiir angewandte Naturwissen-
schaften der Universitat Bayreuth teil.

In bewahrter Weise referierten Christoph
Schuller (Schweinfurt), Martin Vonlanthen
(Schweiz) und Christoph  Petschenka
(Wiarzburg) Uber Einsatzmdglichkeiten der
Nanotechnologie im Unterricht und vermittel-
ten Grundlagen.

Besondere Aufmerksamkeit erhielt der Expe-
rimentalteil, bei dem die Teilnehmerinnen
selbst Nano-Schulexperimente ausprobieren
konnten.

Ein weiteres Highlight stellte sowohl der
Vortrag von Prof. Dr. Rhett Kempe von der
Universitat Bayreuth dar, der auch Wissen-
schaftlicher Beirat des Clusters ist, als auch
die Laborflihrungen unter Leitung von
Prof. Dr. Monika Willert-Porada.

Fir den naturwissenschaftlichen Unterricht
ist ein Hinweis des amerikanischen Wissen-
schaftskritiker Jeremy Rifkin interessant, der
meint: ,Nie zuvor in ihrer Geschichte ist die
Menschheit derart unvorbereitet gewesen

g e

-'-'ﬁh
‘_ "".!'__p-"'*'

auf die neuen technologischen und 6konomi-
schen  Mdglichkeiten, Herausforderungen
und Risiken, die sich an ihrem Horizont ab-
zeichnen. Unsere Lebensweise wird sich in
den nachsten Jahrzehnten vermutlich tief-
greifender verandern als in den vergangenen
tausend Jahren. Im Jahre 2025 werden wir
und unsere Kinder vermutlich in einer Welt
leben, die sich in fundamentaler Weise von

3
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Interessierte Lehrer beim Experimentieren an den Nano-Lernstationen

Martin Vonlanthen (Nano-4-Schools, Schweiz) beim Experimentieren mit Lehrerinnen
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allem unterscheidet, was Menschen in der
Vergangenheit je erfahren haben.

Ein Ansatzpunkt fiir die Padagogik konnte
die Vermittiung von Ergebnissen der neuen
Technologie sein und eine Diskussion Uber
die Welt, wie sie in 20 Jahren aussehen
konnte. Es ist davon auszugehen, dass wir
tiefgreifender und schneller von den techno-
logischen Entwicklungen betroffen werden,
als je zuvor.

Diese Sichtweise ist eine der Konzeptions-
grundlagen des Schulprogramms des
Clusters Nanotechnologie.

Weitere Informationen iiber Lehrerfort-
bildungen in 2009 finden Sie auf Seite 8.

Kontakt:
Christoph Petschenka / Claudia Betzel
Tel. 0931/3598 - 7280
Claudia.Betzel@nanoinitiative-bayern.de
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Nano Schiiler belegen beim ,,Technik-Scouts“-Wettbewerbs den ersten Platz
und werden durch Staatsminister Zeil ausgezeichnet

13 gliickliche Schiiler und Studienrétin Maria Vollmuth nach der Preisverleihung fiir den Schulwett-
werb , Technik-Scouts” durch Bayerns Wirtschaftminister Martin Zeil

Miinchen. Schiiler des Alexander-von-
Humboldt-Gymnasiums Schweinfurt ge-
wannen den bayernweiten Schiiler-Team-
Wettbewerb rund um technische Berufe -
Bayerns Wirtschaftsminister Zeil zeichnet
die Preistrager aus. Das Cluster Nano-
technologie hat die Preistrager tatkraftig
unterstiitzt.

Begonnen hatte alles mit einem Schulbe-
such mit dem NanoShuttle: die Schilerinnen
begeisterten sich fiir Nanotechnologie. Dar-
Uber erfuhren Sie auch vom Schiiler-
Wettbewerb ,Technik-Scouts* des Bildungs-
werks der Bayerischen Wirtschaft e. V. Es
wurde die Idee geboren, einen Video Uber
Nanoberufe zu drehen. Die Cluster-
Geschéftsstelle und Alexander Huggenber-
ger, Mitglied des Schulteams und Doktorand
an der Technischen Physik der Universitat
Wirzburg, halfen mit Infogespréchen, Mate-
rialien, Interviews und Tipps. Die Schiiler
des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums
hatten bayernweit die Nase vorn: Mit ihrem
Film Uber das Berufsbild des Nanotechnolo-
gen Uberzeugten die zehn Schweinfurter
Gymnasiasten die Jury und setzten sich klar
gegen fiinf andere Finalistenteams durch,
die im Wetthewerbsfinale im bayerischen
Wirtschaftsministerium ihre Arbeiten prasen-

tierten. Insgesamt traten beim Wettbewerb
61 bayerische Schilerteams an und wettei-
ferten um den Einzug ins Finale und um den
ersten Platz.

Der bayerische Wirtschaftsminister
Martin Zeil zeichnete die Sieger aus. Auch
Christoph Petschenka gratulierte seitens
des Clusters herzlich: ,,Wir sind stolz auf
Eure tollen Ideen - es war eine hervorra-

Wochenlange Vorbereitungen waren notwendig bis das Projekt endlich gefilmt wude.

gende Zusammenarbeit mit Euch!“
Studienratin Maria Vollmuth bedankte
sich ebenso fiir die Unterstiitzung durch
das Cluster. Als Preis fahren die Sieger
mit ihrer Klasse fiir drei Tage nach Berlin.

Der Team-Wettbewerb ,Technik-Scouts"
fand dieses Jahr bereits zum dritten Mal
statt. Es nahmen 370 Schilerinnen und
Schiler aus ganz Bayern teil, Hauptschulen
waren ebenso vertreten wie Gymnasien. Die
Aufgabe der Schillerteams war es, ihren
favorisierten technischen Ausbildungs- bzw.
Ingenieurberuf in Gesprachen mit Berufs-
praktikern und in Unternehmensbesuchen zu
ergriinden. lhre Rechercheergebnisse ge-
stalteten sie einfallsreich und kreativ als
Radio-Beitrage, Filme, Websites oder
Power-Point-Prasentationen.

Der Wettbewerb wird unterstitzt vom Bayeri-
schen  Wirtschaftsministerium und  der
Miinchner Agentur fir Arbeit. Ziel ist es, bei
den bayerischen Schiilerinnen und Schiilern
spielerisch die Begeisterung fir technische
Berufe zu wecken. Bayerns Wirtschaftsmi-
nister Martin Zeil betonte bei der Preisverlei-
hung: ,Berufe in Naturwissenschaften und
Technik bieten spannende Aufgaben und
gute Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt. Wir
mussen alles daran setzen, dass der bayeri-
schen Wirtschaft gerade in naturwissen-
schaftlichen und technischen Berufen auch
zukiinftig qualifizierter Nachwuchs zur Verfi-
gung steht.”
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NanoShuttle rollt durch Bayern

Termine in den kommenden Wochen:

17.09.2009 Realschule und Gymnasium Neu-Ulm

22.09.2009 Gymnasium Lichtenfels
23.09.2009 Gymnasium Bamberg
24.09.2009 Gymnasium Wunsiedel
29.09.2009 Gymnasium Ingolstadt
30.09.2009 Gymnasium Starnberg
13.10.2009 Gymnasium Gars
14.10.2009 Gymnasium Mallersdorf
15.10.2009 Realschule Forchheim
20.10.2009 Gymnasium Oberasbach
21.10.2009 Gymnasium Fiirstenzell
27.10.2009 Gymnasium Volkach
28.10.2009 Gymnasium Bayreuth
10.11.2009 FOS Wertingen geplant
11.11.2009 FOS und BOS Fiirstenfeldbruck
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Anfragen zur kostenfreien Buchung des NanoShuttle bitte an:

Claudia Betzel
Telefon: 0931/3598 - 7280
Claudia.Betzel@nanoinitiative-bayern.de
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